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TI - Recording medium for producing offset printing plates includes pigment in 
image layer or optional topcoat layer, e.g. to eliminate need for paper 
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NOVELTY - In a recording medium for producing offset printing plates, 
comprising a support coated on the front with a photosensitive image layer and 
on the back with a layer of an organic polymer material with a glass transition 
temperature (Tg) of at least 45 deg. C, the image layer or an optional topcoat 
layer covering the image layer contains a pigment. 
USE - For making offset printing plates. 

ADVANTAGE - Inclusion of the pigment means that printing plates made 
from the medium can be stored and transported in stacks without the need for 
paper separators, reduces evacuation times in vacuum contact copying 
systems, and reduces contamination of aqueous alkaline developers with 
aluminum hydroxide. (Dwg.0/7) 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereiehten Unterlagen entnommen 

® Pigmentiertes und riickseitenbeschichtetes Aufzeichnungsmaterial zur Herstellung von Offsetdruckplatten 

® Die Erfindung betrifft ein Aufzeichnungsmaterial zur 
Herstellung einer Offsetdruckplatte mit einem Trager, auf 
dessen Vorderseite sich eine lichtempfindiiche Biid- 
schicht und auf dessen Ruckseite sich eine Schicht aus ei- 
nem organischen polymeren Material mit einer Glas- 
Ubergangstemperatur T„ von 45° C oder mehr befindet. 
Die lichtempfindiiche Bildschicht oder eine gegebenen- 
falls daruber befindliche Deckschicht ist pigmentiert. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betriftt ein Aufzeichnungsmaterial zur Herstellung von Offsetdruckplatten, umfassend ei- 
nen Metalltrager, auf dessen Vorderseite sich eine lichtempfindliche Schicht und auf dessen Ruckseite sich eine Schicht 
5 aus einem organischen polymeren Material mit einer Glas-tjbergangstemperatur T g von 45°C oder mehr befindet. 

Aufzeichnungsmaterialien zur Herstellung von Offsetdruckplatten werden iiblicherweise in Stapeln zu 20 Stuck oder 
mehr ausgeliefert. Nach langerer Lagerzeit, bei erhohtem Druck und/oder erhohter Temperatur kleben die einzelnen Plat- 
ten haufig aneinander, und es konnen sich wahrend des Transports oder bei der Entnahme der Platten aus dem Stapel 
Kratzer in der lichtempfindlichen Schicht oder auf der Ruckseite des TVagers bilden, Um das zu verhindem, werden ub- 
10 licherweise Papierbogen zwischen die Platten gelegt. Bei In-line- Konfektionierungsanlagen wird das Zwischenlagepa- 
pier in der Regel automatisch eingelegt. Dieser Schritt ist relativ langsam und auch fehleranfallig. 

Solche Zwischenlagen sind insbesondere bei Aufzeichnungsrnaterialien mit einem Aluminiumtrager ohne Rucksei- 
tenbeschichtung notwendig. Das Papier kann jedoch auf die lichtempfindliche Schicht einwirken und diese verandem. 
Bestandteile des Papiers konnen eine Anderung des pH-Werts, der Lichtempfindlichkeit und/oder eine schnellere Alte- 
15 rung der lichtempfindlichen Schicht bewirken, was absolut unerwiinscht ist. Mit oberflachenversiegelten Papieren laBt 
sich das Problem verringem. Solche Papiere sind jedoch deutlich teurer. 

In der Druckerei werden die Plattenstapel wiederum in automatischen Anlagen verarbeitet. Das Zwischenlagepapier 
wird dabei in der Regel durch Ausblasen entfernt. Auch das geschieht relativ langsam und ist storanfallig. Das Zwischen- 
lagepapier kann zudem nicht wiederverwendet werden und muB als Abfall entsorgt werden. GemaB der JP-A 02-040 657 
20 tritt das Problem nicht mehr auf bei einem Aufzeichnungsmaterial mit einem Aluminiumtrager, der auf der einen Seite 
eine lichtempfindliche Schicht und auf der anderen Seite eine UV-gehartete Schicht aus einem photopolymerisierbaren 
Material enthalt. Die auf der Ruckseite aufgebrachte Schicht kann neben den Monomeren noch Photosensibilisatoren, 
thermischen Polymerisationsinhibitoren, Bindemittel, Fullstoffe und andere Additive enthalten. Sie wirkt als Mattie- 
rungsschicht. 

25 In der JP-A 06-202 3 12 ist Aufzeichnungsmaterial fur die Herstellung von Offsetdruckplatten offenbart, dessen Alu- 
miniumtrager ebenfalls auf der Ruckseite mit einem organischen Polymer, wie Polyethylen, Polypropylen, Polybutadien, 
Polyester, Polycarbonat, Polyvinylacetal, Polyvinylchlorid, Polystyrol oder einem Methacrylat-Harz, beschichtet ist. 
Durch die Ruckseitenbeschichtung wird der Angriff des wafirig-alkalischen Entwicklers auf den Aluminiumtrager ver- 
mindert. Die lichtempfindliche Schicht in diesem Aufzeichnungsmaterial enthalt 1 bis 10Gew.-% einer im Entwickler 

30 unibslichen Verbindung. 

Ein Aufzeichnungsmaterial mit einem anodisierten Aluminiumtrager, einer photopolymerisierbaren Schicht auf der 
durch das Anodisieren erzeugten Aluminiumoxidschicht sowie einer 0,1 bis 8,0 um dicken Ruckseitenbeschichtung ist in 
der JP-A 09-265 176 offenbart. Diese Beschichtung besteht aus einem gesattigten copolymerisierten Polyesterharz, ei- 
nem Phenoxyharz, einem Polyvinylacetal oder einem Vinylidenchlorid-Copolymer, das jeweils eine Glas-tTbergangs- 

35 temperatur T g von 20°C oder mehr aufweist. Ein Verkratzen der Platten wahrend des Transports im Stapel wie auch ein 
Ablosen der strahlungsempfindlichen Schicht durch ein zu festes Anhaften an der Ruckseite der daruber liegenden Platte 
sollen damit verhindert werden. 

Ein Aufzeichnungsmaterial zur Herstellung von Offsetdruckplatten, das ohne Zwischenlagepapier gestapelt werden 
kann, ist auch in der EP-A 528 395 beschrieben. Es umfaBt einen (Aluminium-)Irager, eine 0,01 bis 8,0 um dicke 

40 Schicht aus einem organischen polymeren Material mit einer Glas-tjbergangstemperatur von nicht weniger als 20°C auf 
der Ruckseite des Tragers und eine lichtempfindliche Schicht auf der Vorderseite des Tragcrs. Auf der lichtempfindlichen 
Schicht wiederum befindet sich eine diskontinuierliche Mattierungsschicht, die aus Partikeln mit einem mittleren Durch- 
messer von nicht mehr als 100 um und einer durchschnittlichen Hbhe von nicht mehr als 10 um besteht. Das Gewicht der 
Mattierungsschicht betragt 5 bis 200 mg pro Quadratmeter. Die Mattierungsschicht bewirkt, daB sich die Luft zwischen 

45 Voriage und lichtempfindlicher Schicht im Vakuum-Kontaktkopierrahmen schneller abpumpen laBt. Herstellen laBt sich 
die Mattierungsschicht beispielsweise durch Aufspruhen einer Losung eines Methylmethacrylat/Ethylacrylat/Acryl- 
saure-Terpolymers, dessen Carboxygruppen teilweise in Salzform vorliegen, in einem elektrostatischen Feld mit Hilfe 
einer Spriihglocke, die mit etwa 25.000 Umdrehungen pro Minute rotiert. Allgemein ist die Mattierungsschicht in Wasser 
oder waBrigem Alkali loslich. Mattierungsschichten, insbesondere solche aus einem Material mit einer niedrigen Glas- 

50 Ubergangstemperatur, neigen jedoch dazu, mit der Ruckseite der im Stapel dariiberliegenden Platte zu verkleben. Gro- 
Bere Bereiche der strahlungsempfindlichen Schicht konnen dadurch abgelost werden, so daB das Aufzeichnungsmaterial 
dann nicht mehr weiter verwendet werden kann. 

Gegenstand der EP-A 490 515 ist eine vorsensibilisierte Druckplatte, die nach dem bildmaBigen Belichten mit einer 
waBrigen Alkalimetallsilikat-Losung entwickelt wird. Um zu verhindem, daB der Entwickler Aluminium aus der Riick- 

55 seite der Platte herauslost, ist diese mit einer organischen polymeren Beschichtung versehen, die im Entwickler unloslich 
ist. Die Beschichtung enthalt Polymere, wie Polyethylen, Polypropylen, Polybuten, Polybutadien, Polyamid, Polyrethan, 
Polyharnstoff, Polyimid, Polysiloxan, Polycarbonat, Epoxharze, Polyvinylchlorid, Polyvinylidenchlorid oder Polystyrol. 
Sie kann auch eine thermisch oder photochemisch hartende Komponente umfassen. 
Es bestand daher nach wie vor die Aufgabe, ein strahlungsempfindliches Aufzeichnungsmaterial zur Herstellung von 

60 Flachdruckplatten zur Verfiigung zu stellen, das ohne Zwischenlagepapier gestapelt werden kann. Auch nach langerer 
Lagerung und/oder nach Einwirkung erhohter Temperaturen sowie nach langerem Transport sollen sich die Platten un- 
beschadigt dem Stapel entnehmen lassen. Zudem sollen die Platten kurze Evakuierzeiten im Vakuum-Kontaktkopierrah- 
men zulassen. Beim Entwickeln soli der waBrig-alkalische Entwickler zudem nur wenig mit Aluminiumhydroxid bela- 
stet werden. 

65 Diese Aufgabe laBt sich Ibsen, wenn die Vorderseite der Platte nicht mattiert, sondern pigmentiert ist. Die Abstands- 
halter sind in die strahlungsempfindliche Schicht oder eine daruber liegende Deckschicht eingebettet. 

Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist demgemaB ein Aufzeichnungsmaterial zur Herstellung einer Oflfset- 
druckplatte mit einem Trager, auf dessen Vorderseite sich eine lichtempfindliche Bildschicht und auf dessen Ruckseite 
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Decksch'icht pigmentiert ist aUeemein anoreanischer Art und praktisch unloslich in 

Das Material, mit dem die PigmenUerung eTC, ^I^™enfe™a^elbetragt allgemeinO,l bis20.0pm.be- 
Wasser oder waBrigem Alkali. Die ^^SXy**^ 41 * 
vorzugt 1,0 bis 15,0 pm, besonders bevorzugt 3 b t 5 i pm. ^ k A ™^o g Sekun de n vorzugsweise 20 bis 250 Sekun- 
Oberflache des Aufzeichnungsmatenals eine Olatte nach Bekk von < iwu tas- 
te* (bestimmt nach DIN 53 ^ fie von 3 „ is 5 und einer 
Bevorzugte Kgmennerungsnuttel sind KjeselsaureprMUKte 

AusschluBgrenze von 15 pm. In einer bevorzugten Au ^ t J gemdri bei 0,01 bis 2 Gew,%, 

Tensid, insbesondere einemTens.dm.tS.W f ^ ^^prriute, die 

bezogen auf das TYockengewicht der f^^^^S^^ mit Silanen) sind. 
hydrophobiert (insbesondere mit W^hs) ^ ^hemtseh moMzjert (msbmna ^ 

Ms Kieselsaureprodukte werden hier syntheUsche ™™ ^^^kate) zur Anwen- 

sp^hend konnen sowoUreinesSiOiW,^ 

dung kommen, auch wenn eine genaue Unters ^ d « n ^™ n nicht irruner zwischen Kieselsauren und Si- 

"Maureprodukt" dem gebrauchhchen ^^^J^S^derFa. Grace, •Silcron vonLaneo, 
licaten unterscheidet. Als Kieselsaureprodukte konnen ^Dte^weise ayicu yr^ wer den. 
»G a si. von Crosfield, OK/HK-TVpen ™ ^ S^nver^ngskurve zu verstehen, 

Unter "miulere KomgroBe" tst der 50%-Wm der ^uUUven^ Ma se a £ ^ den 100 %-Wert. in 

wieerinderentspre.hendenDW 
dieser\forschrift sind die Gmndlagen™D^ 

ten im Stapel aueh unter Druck keine Kratar b ~^t vmrdem hen Schichl ^ ^ einer daruber be- 

Wie befits beschrieben, konnen dte ^* kau ^" auK pigmenderten straWungsempfindlichen 

findlichen Deckschicht enthalten sem. Es ist auch moghch,_ daB ^ njcht zu dick ^ d . h. die mitdere 

SttSS^ - — Mcher schicht und Deck - 35 

schicht zusammen. 

Beschreibung der Zeichnungen: 

^.Rast^e*™^ * 
aus Beispiel 16 nach der Lagerung. 

Ve £ b SSe des Aufzeichnungsmaterials aus dem Vergleichsbeispiel 17 nach der Lagerung. Anhaftungen sind 45 
des Aufzeichnungsmaterials aus Vergleichsbeispiel 22 vor der Lagerung. 

S'^SoaT^ 
gleichsbeispiel 22 hergestellt wurde^ Verfahren A, wobei man die Zeit miBt, innerhalb de- 

der Schicht, ausreichend. Prn HnWt e wie ^eeooren der Th. Goldschmidt AG, ®Edapian (Mun- 

^e strahlungsempnndliche Schicht selbst kann posidv oder.gativ arbeitend sein. Sie W eist Ublicherweise ein « 
Schichtgewicht von 0,1 bis 6 i£n 2 °evorzu?t ^^ftendeG^the (insbesondere solche, die fur eine Belichtung 
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Naphthochinondiazid- Verbindung, gewahlt werden. Weiterhin eignen sich dafiir Kombinationen von Verbindungen, die 
bei Bestrahlung eine starke Saure bilden, und Verbindungen, die mindestens eine durch eine Saure spaltbare C-O-C-Bin- 
dung enthalten. Gemische, die mit IR-Strahlung im Bereich von 750 bis 1100 nm belichtbar sein sollen, enthalten als 
thermischen Sensibiiisator beispielsweise RuB bei Breitbandsensibilisierung oder Methinfarbstoflfe als spektrale Sensi- 
5 bilisatoren. 

Fiir negativ arbeitende Gemische kann als strahlungsempfindliche Komponente eine Verbindung mit Diazoniumsalz- 
gruppen oder ein radikalisch polymerisierbares System, bestehend aus Photoinitiator(en) und ethylenisch ungesattigten 
Verbindungen, die radikalisch polymerisierbar sind, oder eine Kombination dieser Komponenten, eingesetzt werden. 

Als strahlungsempfindliche Komponenten eignen sich auch positiv arbeitende Photoleiter oder ein Gemisch von Pho- 
to toleitem und Sensibilisatoren. 

Die 1,2-Chinondiazide sind bevorzugt l,2-Naphthochinon-2-diazid-4- oder -5-sulfonsaureester oder -amide. Davon 
wiederum sind die Ester aus l,2-Naphthochinon-2-diazid-4- oder -5-suifonsaure und 2,5-Dihydroxy-benzophenon, 
2,3,4-Trihydroxybenzophenon, 2,3,4-TYihydroxy-4'-methyl-benzophenon, 2,3,4-1Hhydroxy-4'-methoxy-benzophenon, 
2,3,4,4'-Tetrahydroxy-benzophenon, 2,3t4,2',4 , -Pentahydroxybenzophenon, 5,5'-Dialkanoyl-2, 3,4,2\3\4 , -hexahydroxy- 
15 diphenylmethan (speziell 5,5'-Diacetyl-2, 3,4,2\3\4'-hexahydroxy-diphenylmethan) oder 5,5'-Dibenzoyl-2, 3,4,2',3\4'- 
hexahydroxy-diphenylmethan bevorzugt. Die Poiyhydroxyverbindungen sind dabei in der Regel partiell verestert. Der 
Anteil der l,2-Chinondiazidverbindung(en) betragt allgemein 3 bis 50 Gew.-%, bevorzugt 7 bis 35 Gew.-%, bezogen auf 
das Gesamtgewicht der nichtfliichtigen Bestandteile der strahlungsempfindlichen Schicht. 

Es ist auch moglich, die 1 ,2-Chinondiazidverbindungen in Form ihrer Ester oder Amide mit den erfindungsgemaBen 
20 Polymeren einzusetzen, wenn diese umsetzbare Hydroxy- oder Aminogruppen enthalten. Die Veresterung/Amidierung 
der entsprechenden 1,2-Chinondiazidsulfon- oder -carbonsauren mit den Hydroxy- und/oder Aminogruppen der zu- 
grunde liegenden Polymere erfolgt dabei nach Verfahren, die dem Fachmann bekannt sind. 

Besonders geeignete saurespaltbare Verbindungen sind: 

25 A) solche mit mindestens einer Orthocarbonsaureester- und bzw. oder Carbonsaureamidacetalgruppierung, wobei 
die Verbindungen auch polymeren Charakter haben und die genannten Gruppierungen als verkniipfende Elemente 
in der Hauptkette oder als seitenstandige Substituenten auftreten konnen, 

B) Oligomer- und Polymerverbindungen mit wiederkehrenden Acetal- und/oder Ketalgruppierungen in der Haupt- 
kette und 

30 Q Verbindungen mit mindestens einer Enolether- oder N- Acyliminocarbonatgruppierung. 

Durch Saure spaltbare Verbindungen des "typs A) als Komponenten strahlungsempfindlicher Gemische sind in der EP- 
A 0 022 571 ausfuhrlich beschrieben. Gemische, die Verbindungen des Typs B) enthalten, sind in der DE-C 23 06 248 
und der DE-C 27 18 254 offenbart. Verbindungen des Typs Q sind aus der EP-A 0 006 626 und 0 006 627 bekannt. Der 

35 Anteil der spaltbaren Verbindung betragt allgemein 5 bis 70 Gew.-%, bevorzugt 5 bis 40 Gew.-%, bezogen auf das Ge- 
samtgewicht der nichtfliichtigen Bestandteile der strahlungsempfindlichen Schicht. 

Als strahlungsempfindliche Komponente, die beim Bestrahlen vorzugsweise starke Saure bildet bzw. abspaltet, ist 
eine groBe Anzahl von bekannten Verbindungen und Mischungen, wie Phosphonium-, Sulfonium- und lodoniumsalzen, 
Halogenverbindungen und Organometall-Organohalogen-Kombinationen geeignet. 

40 Die genannten Phosphonium-, Sulfonium- und Iodoniumverbindungen werden in der Regel in Form ihrer in organi- 
schen Losemitteln loslichen Salze eingesetzt, meist als Abscheidungsprodukt mit komplexen Sauren wie Borfluorwas- 
serstoffsaure, Hexafluorphosphor-, Hexafluorantimon- und -arsensaure. 

Grundsatzlich sind als halogenhaltige strahlungsempfindliche und Halogenwasserstoflfsaure bildende Verbindungen 
alle auch als photochemische Radikalstarter bekannten organischen Halogenverbindungen, beispielsweise solche mit 

45 mindestens einem Halogenatom an einem Kohlenstoflfatom oder an einem aromatischen Ring brauchbar. Von diesen Ver- 
bindungen sind die s-Triazinderivate mit Halogenmethylgruppen, insbesondere Trichlormethylgruppen, und einem aro- 
matischen bzw. ungesattigten Substituenten im TViazin-Kern gemaB DE-C 27 18 259 ( = US-A 4 189 323) bevorzugt. 
Ebenso geeignet sind 2-Trihalogenmethyl-[l,3,4]oxadiazole. Die Wirkung dieser halogenhaltigen Verbindungen kann 
auch durch bekannte Sensibilisatoren spektral beeinfluBt und gesteigert werden. 

50 Die Menge des Starters kann je nach seiner chemischen Natur und der Zusammensetzung der Schicht ebenfalls sehr 
verschieden sein. Giinstige Ergebnisse erzielt man, wenn der Anteil des Starters etwa 0,1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 0,2 
bis 5 Gew.-%, betragt, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der nichtfliichtigen Anteile der Schicht. Besonders fur 
Kopierschichten von Dicken fiber 0,01 mm empfiehlt es sich, relativ wenig Saurespender zu verwenden. 
Die lichtempfindliche Bildschicht kann auch auf einem positiv arbeitenden thermischen System basieren. Um eine 

55 Sensibilisierung gegeniiber IR- bzw. Warmestrahlung zu erhalten, eignen sich insbesondere RuBpartikel oder IR-absor- 
bierende Farbstoffe. Unter IR-sensitiv soil hier- wie allgemein ublich- verstanden werden, daB das Gemisch bzw. die dar- 
aus gebildete Schicht fur Strahlung mit einer Wellenlange von 700 bis 1100 nm sensitiv ist. RuBpigmente eignen sich 
deshalb besonders als IR-absorbierende Komponente, da sie fiber einen breiten IR-Wellenlangenbereich absorbieren. Es 
konnen aber auch andere Verbindungen, die im IR-Bereich absorbieren, wie geeignet substituierte Phthalocyanine (z. B. 

60 PRO- JET 830 oder PRO-JET 950 NP von Zeneca Specialist Colours) oder Methinfarbstoflfe, zur IR-Sensibilisierung be- 
nutzt werden. Fur IR-Strahlung sensitive Gemische sind aus den DE-A 197 12 323, DE-A 197 39 302, EP-A 0 625 728 
und 0780 239 bekannt. 

Die strahlungsempfindliche Schicht kann auch eine elektrophotographische Schicht sein. Dann enthalt sie zweckma- 
Big einen organischen Photoleiter, einen Sensibilisator und ein organisches, polymeres Bindemittel. 
65 Fiir negativ arbeitende Schichten geeignete oligomere oder polymere Verbindungen mit Diazoniumsalz-Gruppen sind 
dem Fachmann bekannt. Sie konnen auf iibliche Weise durch Kondensation eines Diazomonomers (EP-A 0 152 819) mit 
einem Kondensationsmittel, wie Formaldehyd, Acetaldehyd, Propionaldehyd, Butyraldehyd, Isobutyraldehyd oder Ben- 
zaldehyd oder Aldehyden mit aciden Einheiten, wie para-Formyl-benzoesaure, hergestellt werden. Weiterhin lassen sich 
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Mischkondensate verwenden, die auBer den Diazoniumverbindungen noch andere, nicht lichtempfindliche Einheiten 
enthalten, die von kondensationsfahigen Verbindungen abgeleitet sind, insbesondere von aromatischen Aminen, Pheno- 
len, Phenolethem, aromatischen Thioethem, aromatischen Kohlenwasserstoffen, aromatischen Heterocyclen oder orga- 
nischen Saureamiden, die auch mit aciden Einheiten substituiert sein konnen. Besonders bevorzugte Diazoniumpolykon- 
densationsprodukte sind Umsetzungsprodukte von Diphenylamin-4-diazoniumsalzen, die gegebenenfalls eine Methoxy- S 
gruppe in dem die Diazogruppe tragenden Phenylrest enthalten, mit Formaldehyd oder 4,4'-Bis-methoxymethyldipheny- 
lether. Als Anion dieser Diazoharze eignen sich besonders aromatische Sulfonate, wie Toluol-4-sulfonat oder Mesitylen- 
sulfonat. Verbindungen mit Diazoniumsalzgruppen sind auch in der EP-A 030 862 offenbart. Insbesondere sind dort Ver- 
bindungen mit Gruppen der Formel: 

to 

-X'-C(=Y)-X-R- Ar-N 2 + A" 

beschrieben, wobei 
A" ein Anion, 

Ar einen aromatischen oder heteroaromatischen Rest, 15 
R eine Einfachbindung oder einen gegebenenfalls substituierten aliphatischen und/oder aromatischen Rest, 
Y ein Sauerstoff oder Schwefelatom und 

X und X' unabhangig voneinander ein Sauerstoffatom, ein Schwefelatom oder eine gegebenenfalls substituierte Imino- 
gruppe darstellen, wobei mindestens einer der Reste X und X' fur eine gegebenenfalls substituierte Iminogruppe steht. 

Der Anteil der oligomeren oder polymeren Verbindung(en) mit Diazoniumsalzgruppen belragt vorzugsweise 3 bis 20 
60 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der nichtfluchtigen Bestandteile des lichtempfindlichen Gemisches. 

Die negativ arbeitende lichtempfindliche Komponente kann auch ein photopolymerisicrbares System sein. Dieses 
setzt sich zusammen aus Photoinitiatoren, die im Bereich von 300 bis 1100 nm absorbieren, und (radikalisch) poiymeri- 
sierbaren ethylenisch ungesattigten Bestandteilen. Als Photoinitiatoren eignen sich beispielsweise Grundkorper bzw. 
Derivate von Acetophenon, Benzophenon, Trichlormethyl-[l ,3,5]triazin, Benzoin, Benzoinethern, Benzoinketalen, Xan- 25 
thon, Thioxanthon, Acridin, Porphyrin oder Hexaarylbisimidazol. Diese konnen in Verbindung mit einem unter Umstan- 
den substituierten Metallocen eingeseizt werden (EP-A 0 364 735). Der radikalisch polymerisierbare Bestandteil ist vor- 
zugsweise ein Acryl- oder Methacrylsaurederivat mit einer oder mehreren ungesattigten Gruppen, vorzugsweise ein 
Ester der (Meth)acrylsaure. Er kann ein Monomer, Oligomer oder Prapolymer sein. Er kann in fester oder in fliissiger 
Form vorliegen, wobei feste und zahfliissige Formen bevorzugt sind. Zu den Verbindungen, die als Monomer geeignet 30 
sind, zahlen beispielsweise Trimethylolpropantri(meth)acrylat, Pentaerythrithexa(meth)acrylat, Dipentaerythritpen- 
ta(naeth)acrylat, Dipentaerythrithexa-(meth)acrylat, Pentaerythrittetra(meth)acrylat, 1,1,1,3,3,3-Hexamethylol-propan- 
tetra(meth)acrylat (auch bezeichnet als ''Ditrimetoylolpropan-tetratmerJ^acrylat"), Diethylenglykol-di(meth)acrylat, 
Triethylenglykol-di(meth)acrylat oder Tetraethylenglykol-di(meth)acrylat. Besonders bevorzugte radikalisch polymeri- 
sierbare, ethylenisch ungesattigte Verbindungen sind Acrylsaureester oder Alkylacrylsaureester mit mindestens einer bei 35 
Belichtung in Gegenwart des Initiators photooxydierbaren Gruppe, insbesondere einer Amino-, Harnstoff- Thio- oder 
Enolgruppe, sowie die Umsetzungsprodukte von Triethanolamin oder NJ^-(2-Hydroxy-ethyl)-piperidin mit lsocyanato- 
ethyl-methacrylat oder von Triethanolamin und 2,2,4-lrimethyl-hexamethylendiisocyanat mit Glycidylacrylat. Als Mo- 
nomer oder Comonomer einsetzbar sind schlieBlich auch Maleinimid, Dimethylmaleinimid und andere Derivates des 
Maleinimids. Geeignete Oligomere bzw. Prapolymere sind beispielsweise Polyurethane, Epoxidharze oder Polyester 40 
oder ungesattigte Polyesterharze, die polymerisierbare, ethylenisch ungesattigte Gruppen enthalten. Das sind speziell 
(Meth)acrylat-, Vinyl- oderMaleinat-Gruppen. 

Der Anteil der Photoinitiatoren betragt bevorzugt 0,5 bis 20 Gew.-%, der der radikalisch polymerisierbaren Verbin- 
dung 5 bis 80 Gew.-%, jeweils bezogen auf Gesamtgewicht der nichtfluchtigen Bestandteile des lichtempfindlichen Ge- 
misches. 45 

Eine Kombination der Diazoniumpolykondensationsprodukte mit einem radikalisch polymerisierbaren System beste- 
hend aus Photoinitiatoren und ethylenisch ungesattigten Verbindungen, die radikalisch polymerisierbar sind, kann fiirbe- 
stimmte Anwendungen Vorteile bringen. Solche Hybridsysteme enthalten vorzugsweise 1 bis 50Gew.-% Diazoniumpo- 
lykondensationsprodukte, 0,5 bis 20 Gew.-% Photoinitiatoren sowie 5 bis 80 Gew.-% der radikalisch polymerisierbare 
Verbindungen. 50 

Zusatzlich konnen noch zahlreiche andere Oligomere und Polymere mitverwendet werden, z.B, Phenolharze vom 
Novolaktyp oder Vinylpolymere wie Polyvinylacetale, Poly(meth)acrylate, Poiyvinylether und Polyvinylpyrrolidone, 
die gegebenenfalls selbst durch Comonomere modifiziert sind. 

Zur Darstellung eines bildmaBigen Farbkontrastes unmittelbar nach der Belichtung enthalten die Schichten daruber 
hinaus noch eine Kombination von Indikatorfarbstoffen und strahlungsempfindlichen Komponenten, die beim Belichten 55 
starke Sauren bilden, wie oben beschrieben. 

Die Menge des photochemischen Saurespenders kann, je nach seiner chemischen Natur und der Zusammensetzung 
der Schicht, ebenfalls sehr verschieden sein. Giinstige Ergebnisse werden erhalten mit etwa 0,1 bis zu 10 Gew.-%, bezo- 
gen auf den Gesamtgewicht der nichtfluchtigen Bestandteile der Schicht. 

Als Indikatorfarbstoffe haben sich kationische Farbstoffe wie Triphenylmethanfarbstoffe insbesondere in der Form ih- 60 
rer Carbinolbasen und die MethinfarbstofFe besonders bewahrt. 

Femer konnen dem strahlungsempfindlichen Gemisch noch losliche oder auch feinteilige, dispergierbare Farbstoffe 
sowie UV-Absorber, Tenside, Polyglykolderivate und Pigmente zugesetzt werden. 

Der Trager besteht bevorzugt aus einem dimensionsstabilen, platten- oder folienfbrmigen Material, insbesondere aus 
Metall, wobei Aluminium oder Aluminiumlegierungen besonders bevorzugt sind. Alumiumtrager konnen in walzblan- 65 
ker Form eingesetzt werden oder sind mechanisch und/oder chemisch aufgerauht und gegebenenfalls auch anodisiert. Sie 
konnen auch noch chemisch vorbehandelt sein, beispielsweise mit Polymeren oder Polykondensaten, die Einheiten mit 
Phosphonsaure-, Carbonsaure- oder Sulfonsauregruppen enthalten und gegebenenfalls auch noch Einheiten mit basi- 
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schen Gruppen (insbesondere Aminogruppen) aufweisen konnen. Zur Vorbehandlung eignen sich ferner Silikate, Phos- 
phate, Fluoride oder Fluorokomplexe. Es konnen auch mehrcre dieser Vorbehandlungen kombiniert sein. Als Trager sind 
schlieBlich awch Metall/ Kunststoff-Laminate geeignet, beispielsweise AluminiumlPolyester-Laminate. 
Die Ruckseitenbeschichtung besteht allgemein aus einem oiganischen polymeren Material mit einer Glas-Ubergangs- 
5 temperatur T g von 45°C oder mehr. Ihre Dicke betragt allgemein 0, 1 bis 20,0 pm, be vorzugt 0,5 bis 10 pm, besonders be- 
vorzugt 1 bis 8 um. Sie ist praktisch unloslich in Wasser und waBrig-alkalischen Entwicklern. Das polymere Material 
umfaBt beispielsweise Polyolefin (wie Polyethylen, Polypropylen, Polybutylen, Polybutadien oder Polyisopren), Poly- 
ester, Polycarbonat, Polyamid, Polysiloxan, Polystyrol, Homo- oder Copolymere aus bzw. mit Alkylacrylat- oder Alkyl- 
methacrylat-Einheiten (wie Polymethylmethacrylat (PMMA) oder Styrol/Methylmethacrylat-Copolymere), Polyvinyla- 

to cetal, Phenoxyharze (beispielsweise Harze aus Bisphenol-A und Epichlorhydrin), Polyvinylchlorid oder Poly vinyliden- 
chlorid. Die Ruckseitenbeschichtung kann dariiber hinaus untergeordnete Mengen an Additiven, wie Weichmacher, 
Farbstoffe, Pigmente, Silikonverbindungen, oberflachenaktive Mittel oder andere Mittel zur Einstellung der gewiinsch- 
ten Oberflacheneigenschaften enthalten. 
Neben den genannten polymeren Materialien kann die Ruckseitenbeschichtung auch Verbindungen enthalten, die un- 

15 ter der Einwirkung von Hitze und/oder Strahlung polymerisieren, kondensieren oder vernetzen. Zu nennen sind bei- 
spielsweise additionspolymerisierbare Acrylate oder Methacrylate, wie Ethyl-(meth)-acrylat, Propyl(meth)acrylat, Bu- 
tyl(meth)acrylat, (2-Hydroxy-ethyl)-methacrylat, Trimethylolpropan-mono-, -di- oder -tri(meth)acrylat oder Pentaery- 
thrit-tri(meth)-acrylat; daneben auch (Meth)acrylamide, wie N-Methyl-, N-Ethyl-, N-Propyl-, N-Butyl- oderN-Isobutyl- 
(meth)acrylamid; Allylester, wie Allylacetat; Vinylether, wie Butyl- vinyl-ether, Octyl-vinyl-ether, Decyl- vinyl-ether, (2- 

20 Methoxy-ethyl)- vinyl-ether, Diethylenglykol-vinyiether oder Benzyl-vinyl-ether; polyfunktionelle Urethanacrylate, die 
unter der Einwirkung von UV-Strahlung ausharten sowie Polyurethane, die bei Hitzeeinwirkung ausharten. "(Meth)acry- 
lat" steht in der vorliegenden Anmeldung fur "acrylat und/oder methacrylat". Entsprechendes gilt fiir (meth)acrylamid 
und andere Derivate der Acrylsaure oder Methacrylsaure. Die Ruckseitenbeschichtung kann demnach aueh lichtemp- 
findlich sein. Zur Unterscheidung davon wird die lichtempfindliche Schicht auf der \forderseite des Tragers als "licht- 

25 empfindliche Bildschicht" bezeichnet, denn nur diese wird bildmaBig bestrahlt und entwickelt. 

Zur Herstellung der Ruckseitenbeschichtung konnen die genannten Bestandteile in einem geeigneten, in der Regel or- 
ganischen Losemittel gelost oder dispergiert und auf den Trager aufgebracht werden. Das Losemittel wird dann durch Er- 
hitzen und/oder im Vakuum abgezogen. Werden mechanisch, chemisch und/oder elektrochemisch behandelte Alumini- 
umtrager eingesetzt, so kann die Beschichtung vor oder nach deren Behandlung aufgebracht werden. Die Beschichtung 

30 kann aufgeschleudert, aufgegossen oder mit mit Hilfe von Rakeln, FlieBern oder anderen \forrichtungen aufgebracht 
werden. 

Das erfindungsgemaBe Aurzeichnungsmaterial wird nach den ublichen, dem Fachmann bekannten \ferfahren bildma- 
Big bestrahlt und entwickelt. In der Regel wird das Aurzeichnungsmaterial zunachst durch eine Negativ- oder Positiv- 
Vorlage hindurch in einem Vakuum-Kontaktkopierrahmen bildmaBig belichtet. Zur Belichtung werden haufig Kohle-Bo- 
35 genlampen, Quecksilberdampflampen, Xenonlampen oder ahnliche Lichtquellen eingesetzt. Mogtich ist auch eine di- 
rekte Bebilderung ohne Filmvorlage ("computer-to-plate"). Das bildmaBig behchtete bzw. bestrahlte Aurzeichnungsma- 
terial wird dann entwickelt, gewohnlich mit einer waBrigalkalischen Losung. Diese Losung enthalt allgemein ein Alka- 
lisilikat sowie ein Alkali- oder Ammoniumhydroxid, gegebenenfalls auch Carbonate, Phosphate, Borate, Alkyl-, Dial- 
kyl- oder Trialkylamine, Alkansauren, untergeordnete Mengen an zumindest teilweise wassermischbaren oiganischen 
40 Losemitteln und/oder Tenside. 

Die folgenden Beispiele dienen zur Erlauterung der Erfindung. Die Abkiirzung "Gt" steht darin fur M Gewichtsteil(e)". 
Prozente sind Gewichtsprozente, soweit nicht anders angegeben. Vergleichsversuche und Vergleichsmaterialien sind 
durch ein Sterachen (*) gekennzeichnet. 

Als Trager wurden 

45 

(I) eine in verdunnter Salzsaure aufgerauhte (mit einem Rz-Wert von 5,0 um gemaB DIN 4768), in verdiinnter, 
waBriger Schwefelsaure zwischengebeizte und anodisierte (Gewicht der durch die Anodisierung erzeugten Alumi- 
niumoxidschicht: 3,5 g/m 2 ) und mit phosphonomethyliertem Polyethylenimin und mit Polyvinylphosphonsaure 
(entsprechend DE-A 44 23 140) hydrophilierte, 300 um dicke Aluminiumfolie, 
50 (II) eine in verdunnter Salzsaure aufgerauhte (Rz-Wert 5,0 um gemaB DIN 4768), in verdunnter Schwefelsaure 
zwischengebeizte und anodisierte (Oxidgewicht 4,0 g/m 2 ) und mit Polyvinylphosphonsaure hydrophilierte, 400 um 
dicke Aluminiumfolie, 

(HI) eine in verdunnter Salpetersaure aufgerauhte (Rz-Wert 6,0 um gemaB DIN 4768), in verdunnter Schwefel- 
saure zwischengebeizte und anodisierte (Oxidgewicht 2,0 g/m 2 ), mit Polyvinylphosphonsaure hydrophilierte, 
55 300 um dicke Aluminiumfolie, 

bereitgestellt und auf der Ruckseite mit einer der Beschichtungen (a) bis (d) gemaB Tabelle 1, auf der Vorderseite mit ei- 
ner der nachfolgend aufgefuhrten strahlungsempfindlichen Schichten (A) bis (H) oder (J) versehen. Die Schichten A, C, 
D, E und H sind positiv und die ubrigen negativ arbeitend. 
60 Die Ruckseitenbeschichtungen wurden mit einer Rakel aufgetragen und in einem Umluftofen bei 120°C 2 min iang 
getrocknet, wahrend die Vorderseitenbeschichtungen durch Schleuderbeschichten hergestellt und im Umluftofen bei 
125°C 1 min lang getrocknet wurden. 
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Tabelle 1 



ocnicnt 


ocnicntuGStanatGiie 


Schichtdicke 
nach dem 
Tocknen in 
pm 


a 


10 Gt eines Styrol/Methylmethacrylat-Copolymers 
mit einer T g von 54 °C und 90 Gt Butan-2-on (= 
Methyl-ethyf-keton) 


3 pm 


b 


10 Gt eines UV-hartbaren Lacks bestehend aus 90 
Gt eines hexafunktionellen Urethan-acrylats 
(^Sartomer CN-975 von Sartomer), 5 Gt eines a- 
Hydroxy-ketons rEsacure KIP 100F von Sartomer), 
2 Gt Methyldiethanolamin von Elf Atochem und 3 Gt 
Benzophenon und 90 Gt Butan-2-on (Aushartung 
erfolgte durch Bestrahlen mit einer UV-Lampe der 
Fa. 1ST (80 W) fur 1 min; Entfernung der Lampe: 30 
cm) 


10 pm 


c 


10 Gt eines thermisch vernetzendes, Polyurethans 
(®Desmotherm 2170 der Bayer AG) und 90 Gt 
Butan-2-on, 


11 pm 


d 


10 Gt eines Polymethylmethacrylats mit einer T g 
von 49 °C und 90 Gt eines Gemisches aus Butan- 
2-on (90 %) und Xylol (10 %) 


5 



A 

7,8 Gt eines Cresol/Formaldehyd-Novolaks mit einer Hydroxylzahl von 420 (bestimmt gemaB DIN 53 783/DIN 53 240) 
und einem mittleren Molekulargewicht M w von 6.000, bestimmt durch Gel-Permeations-Chromatographie (GPC) mit 
Poly styrol-S tandard, 

3,2 Gt eines Veresterungsprodukts aus 1,5 mol l,2-Naphthochinon-2-diazid-5-sulfonylchlorid und 1 mol 2,3,4-Trihy- 
droxy-benzophenon, 

0,4 Gt l,2-Naphthochinon-2-diazid-5-sulfonylchlorid, 
0,2 Gt Victoriareinblau (Color Index no. 44 045), 
0,1 Gt eines Kieselgelfullstoffs mit einer mittleren KorngroBe von 4 urn, 
ad 100 Gt mit einem Gemisch aus 50% Tetrahydrofuran (THF) und 50% l-Methoxy-propan-2-ol 
Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 2 g/m 2 . 

B 

62 Gt eines mit Maleinsaureanhydrid funktionalisierten Polyvinylbutyrals mit einem mittleren Molekulargewicht M w 

von etwa 80.000, das 71% Vlnylbutyral-, 2% Vinylacetat- und 27% Vinylalkohol-Einheiten enthalt, 

21 Gt eines Diazoniumpolykondensationsprodukts, hergestellt aus 1 mol 3-Methoxy-diphenylamin-4-diazoniumsulfat 

und 1 mol 4,4-Bis-methoxymethyl-diphenylether in 85%iger Phosphorsaure, isoliert als Mesitylensulfonat, 

2,5 Gt Phosphorsaure, 

3,0 Gt Victoriareinblau FGA (Basic Blue 8 1), 
0,7 Gt Phenylazodiphenylamin, 

0,1 Gt eines Kieselgelfullstoffs mit einer mitderen KorngroBe von 3 um in 2570 Gt Ethylenglykol-monomethylether und 
780 Gt Butan-2-on. 

Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 0,9 g/m 2 . 

C 

4,7 Gt eines Cresol/Formaldehyd-Novolaks mit einer Hydroxylzahl von 420 (bestimmt gemaB DIN 53 783/DIN 53 240) 



DE 199 08 529 A 1 



und einem mittleren Molekulargewicht M w von 6.000, bestimmt durch GPC mit Polystyrol-Standard, 
1,9 Gt eines Polyacetals aus Ethyl-butyraldehyd und TriethylenglykoL, 
0,23 Gt 2-(4-Styryl-phenyl)-4,6-bis-trichlormeihyl-s-triazin, 
0,02 Gt Kristallviolett, 
5 0,1 Gt eines Kieselgelfullstoffs mit einer mittleren KorngroBe von 4 um, 

ad 100 Gt mit einem Gemisch aus 90% Butan-2-on und 10% Ethylenglykolmonomethylether 

Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 1,9 g/m 2 . 

io D* gemaB Beispiel 1 der EP-A 528 395 

4,5 Gt eines Veresterungsprodukts aus l,2-Naphthochinon-2-diazid-5-sulfonylchlorid und einem Pyrogallol/Aceton- 
Harz, 

1 1 Gt eines Cresol/Formaldehyd-Novolaks, 
15 0,2 Gt 2-(4-Methoxy-phenyl)-4,6-bis-trichlormethyl-s-triazin, 

0,1 Gt Olblau # 603 (erhaltlich von Orient Chemical Industries Co., Ltd), 

0,04 Gt eines Fluortensids (®Megafac F 177 von Dainippon Ink and Chemicals, Inc.) in 

100GtButan-2-onund 

100 Gt Propylenglykol-monomethylether 

20 

Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 2,0 g/m 2 . 

Auf diese Schicht wurde eine Mattierungsschicht durch elektrostatisches Spruhbeschichten aufgetragen. Dazu wurde 
eine 12%igeL6sung eines Memylmethaciylat/Emylaciylat/Ac^ : 20 : 15), in 

dem ein Teil der Carboxygruppen neutralisiert war, hergestellt und bei 25°C und 50% relativer Feuchte mit einer Spriih- 
25 glocke (25.000 Umdrehungen pro min) auf die lichtempfindliche Schicht aufgespriiht. Die Spriihglocke hatte gegeniiber 
dem zu mattierenden Substrat eine Spannung von -90 kV. Das spriihmattierte Substrat wurde 2,5 s spater mit Wasser- 
dampf bespriiht und dann durch Aufblasen von 60 °C heiBer Luft (10% Feuchte) 5 s lang getrocknet. Dabei entstanden 
auf der lichtempfindlichen Schicht Mattierungspartikel mit einer durchschnittlichen Hone von 6 um und einer durch- 
schnittlichen Ausdehnung von 30 um. Die Mattierung hatte ein Gewicht von etwa 0,15 g/m 2 . 

30 

E* 

7, 8 Gt eines Cresol/Formaldehyd-Novolaks mit einer Hydroxylzahl von 420 (bestimmt gemaB DIN 53 783/DIN 53 240) 
und einem mittleren Molekulargewicht M w von 6.000, bestimmt durch GPC mit Polystyrol-Standard, 
35 3,2 Gt eines Veresterungsprodukts aus 1,5 mof l,2-Naphthochinon-2-diazid-5-sulfonylchlorid und 1 mol 2,3,4-Trihy- 
droxy-benzophenon, 

0,4 Gt l,2-Naphthochinon-2-diazid-5-sulfonylchlorid, 
0,2 Gt Victoriareinblau (C.l. 44 045), 

ad 100 Gt mit einem Gemisch aus 50% THF und 50% l-Metboxy-propan-2-ol. 

40 Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 1 ,9 g/m 2 . 

Auf die so hergestellte lichtempfindliche Schicht wurde dann mit elektrostatischer Unterstiitzung eine diskontinuierli- 
che Mattierungsschicht aufgetragen. Dazu wurde eine Losung aus 35% eines Cresol/Formaldehyd-Novolaks und 65% 
Ethylenglykol-ethylether-acetat (Leitfahigkeit der Losung: 1,2 • 10 7 pSi nT l ) bei 30°C mit Hilfe einer mit einer Kapil- 
lare versehenen elektrostatischen Vorrichtung aufgespriiht. Die Spitze der Kapillare befand sich in einem Abstand von 

45 30 cm zur lichtempfindlichen Schicht; die Spannung der Kapillare gegeniiber dem Substrat betrug -30 kV. Die Spriihrate 
lag bei 0,70 cm 3 /min. Die auf diese Weise erzeugten Mattierungspartikel hatten nach dem Trocknen einen Durchmesser 
zwischen 30 und 40 um. Sie durchdrangen die strahlungsempfindliche Schicht nicht. 

F 

50 

4,5 Gt eines Maleinsaureanhydrid/Methylmethacrylat-Copolymers mit einer Saurezahl von 100 bis 120 und einem mitt- 
leren Molekulargewicht M w von 100.000, 
2,0 Gt eines Urethanacrylats (®Plex 6661 der Rohm AG), 

3,0 Gt eines Umsetzungsprodukts aus 1 mol Hexamethylendiamin und 2 mol (2-Hydroxy-ethyl>methacrylat, 
55 0,35 Gt Phenylacridin, 

0,10 Gt Leukokristallviolett, 
0,05 Gt Kristallviolett, 

0,1 Gt eines Kieselgelfullstoffs mit einer mittleren KorngroBe von 4 um, 

ad 100 Gt mit einem Gemisch aus 70% Glykoiether (®Dowanol) und 30 Butan-2-on 

60 

Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 1,0 g/m 2 . Auf diese Schicht wurde eine weilere Schicht, 
hergestellt aus 

7 Gt eines Polyvinylalkohols mit 12% Acetatgruppen, 
65 0,01 Gt eines Fettalkohol-ethoxyiats mit durchschnittlich 8 Ethylenoxid-Einheiten, 
ad 100 Gt mitWasser 

aufgebracht und getrocknet. Das Gewicht dieser Deckschicht betrug 2,0 g/m 2 . 
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G 

4,5 Gt eines Maleinsaureanhydrid/Methylmethacrylat-Copolymers mit einer Saurezahl von 100 bis 120 und einem 
mittleren Molekulargewicht M w von 100.000, 

2,0 Gt eines Urethanacrylats (®Plex 666 1 der Rohm AG), 5 
3,0 Gt eines Umsetzungsprodukts aus 1 mol Hexamethylendiamin und 2 mol (2-Hydroxy-ethyl)-methacrylat, 
0,35 Gt Phenylacridin, 
0,10 Gt. Leukokristallviolett, 
0,05 Gt Kristallviolett, 

ad 100 Gt mit einem Gemisch aus 70% Glykolether (®Dowanol) und 30 Butan-2-on 10 
Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 0,9 g/m 2 . Auf diese Schicht wurde ein Gemisch aus 

7 Gt eines Polyvinyialkohols mit 12% Acetatgruppen, 

0,1 Gt eines Kieselgelfullstoffes einer mittleren KorngroBe von 4 urn, 

0,01 Gt eines Fettalkohol-ethoxylats mit durchschnittlich 8 Ethylenoxid-Einheiten, 15 
adlOOGtmitWasser 

aufgebracht und getrocknet. Das Gewicht dieser Deckschicht betrug 1,8 g/m 2 . 

H 20 

9,7 Gt eines Cresol/Formaldehyd-Novolaks mit einer Hydroxylzahl von 420 (bestimmt gemaB DIN 53 783/DIN 53 240) 

und einem mittleren Molekulargewicht M w von 6.000, bestimmt durch GPC rnit Polystyrol-Standard, 

0,8 Gt Poly(4-Hydroxystyrol) mit einem M w von 4.000 bis 6.000 und einem M w von 2.100 bis 3.100 (®Maruka Lyncur 

M, Typ S-2, von Maruzen Petrochemical Co., Ltd.), 25 

0,1 Gt eines Kieselgelrullstoffs mit einer mittleren KorngroBe von 3 pm, 

8,0 Gt einer RuBdispersion aus 

5,00 Gt RuB (Spezialschwarz 250 der Degussa AG), 

66,00 Gt des oben beschriebenen Novolak-Bindemittels (30%ig in gamma-Butyrolacton), 

28,99 Gt Y-Butyrolacton und 30 
0,01 Gt Siliconentschaumer (RC 31 der Agfa-Gevaert AG). 
40 Gt Propylenglykol-monomethylether, 
3 1 Gt Aceton und 
10,5 Gt Y-Butyrolacton 

Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 2 g/m 2 . 35 



62 Gt eines mit Maleinsaureanhydrid funktionalisierten Polyvinylbutyrals mit einem mitderen Molekulargewicht MW 
von etwa 80.000, das 7 1% Vinylbutyral-, 2% Vinylacetat- und 27% Vinylalkohol-Einheiten enthalt, 40 
21 Gt eines Diazoniumpolykondensationsprodukts,.hergestellt aus 1 mol 3-Methoxy-diphenylamin-4-diazoniumsulfat 
und 1 mol 4,4'-Bis-methoxymethyl-diphenylether in 85%iger Phosphorsaure, isoliert als Mesitylensulfonat, 
2,5 Gt Phosphorsaure, 

3,0 Gt Victoriareinblau FGA (Basic Blue 81), 

0,7 Gt Phenylazodiphenylamin in 45 
0,1 Gt eines Kieselgelrullstoffs mit einer mittleren KorngroBe von 0,5 um in 2570 Gt Ethylenglykol-monomethylether 
und 

780 Gt Butan-2-on 
Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 0,35 g/m 2 . 

Gepriift wurde, wie sich die Aufzeichnungsmaterialien bei der Lagerung im Stapel und bei der Verarbeitung verhiel- 50 
ten. 

Die Resistenz der strahlungsempfindlichen Aufzeichnungsmaterialien gegeniiber verschiedenen, beim Entwickeln 
bzw. beim Drucken haufig verwendeten Verarbeitungschemikalien wurde getestet. Dazu wurden sie 

a) 4,5 min mit einem waBrig-alkalischen Entwickler aus 55 
0,12 mol Na 2 Si 3 07, 

0,48 mol Kaliumhydroxid, 
5,0 g Natrium-pelargonat, 

1,0 g Nonylphenol-polyethylenglykolether mit durchschnittlich 10 Ethylenoxid-Einheiten, 

0,1 g Silikonentschaumer (RC 31 der Agfa-Gevaert AG), 60 
ad 1 1 mit vollentsalztem Wasser ("VE-Wasser") 

b) 1 min mit reinem Isopropanol oder 

c) 1 min mit einer 40%igen waBrigen Diacetonalkohol-Losung 

behandelt. Bei den endungsgemaBen Materialien betrug der Abtrag der RUckseitenbeschichtung bei a) jeweils weniger 65 
als 30%, bei b) und c) jeweils zum Teil deutlich weniger als 10%. 

Die Lagerstabilitat wurde wie folgt gepriift: Ein Stapel von 20 Platten wurde 48 Stunden lang bei 70°C mit einem 5- 
kg-Gewicht beschwert und die Schichtschadigungen wie folgt bewertet: 
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+ = keinerlei Schadcn 
O = geringe Schaden 
- = groBere Verklebungen 

5 

Die Resultate sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 
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Patentanspriiche 



Hasted 

stSSZSZL* l-» Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB das KieseUaureprodukt * einem 

^^T^S^ - - — - — °- 01 bis 

2 Gew,%, bezogen auf das Trockengewicht dcrSchrtt, W ge kennzeiehnet, daB der 

Sau.spaltbareC-aC-Bindungenthalten ^STSrdadurch gekennzeichnet, daB die 

9 Aufzeichnungsmaterial gemaB einem oder mehreren der Ansprucne i ms /, u 6 

lkhtempfindliche Bildschicht eine elektrophotographische iSchich tat Be kennzeichnet, daB die 

polymerisiert, kondensiert oder veraetzt warden sind. gekennzeichnet, daB die 

^eSr^^Mittel zur EinsteUung der gewUnschten Obernachene.genschaften enthalt. 

Hierzu 7 Seite(n) Zeichnungen 
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